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Abstract (en)
[origin: US4879142A] A process for preparing a protective coating which comprises applying a copolymer obtained by reacting at least one disilane
of the formula R2R1Si2(OCH3)3 in which R represents the same or different alkyl, alkenyl or aryl radicals and R1 represents the same or different
alkyl radicals, which may optionally be mixed with a compound of the formula R2Si2(OCh3)4 in which R is the same as above, with at least one
compound of the formula R2R2SiH in which R is the same as above and R2 represents a methoxy radical or is the same as R, in the presence
of at least one compound of the formula MOR in which R is the same as above and M represents an alkali metal, and a compound of the formula
<IMAGE> in which R1 is the same as above, R3 represents the same or different alkenyl radicals, x is in the range of from 0.5to0 1.5, y is in the
range of from 3 to 5 and n is in the range of from 500 to 2,000, to a substrate and thereafter heating the coated substrate in an inert atmosphere or in
vacuo at temperatures in the range of from 700 DEG to 1,400 DEG C.

Abstract (de)
Verfahren zur Herstellung eines Schutziiberzuges auf Basis von Siliciumcarbid, dadurch gekennzeichnet, daf3 ein Copolymer, erhalten durch
Umsetzung mindestens eines Disilans der Formel R2R'Si2(OCH3)3 worin R gleiche oder verschiedene einwertige Alkyl-, Alkenyl- oder Arylgruppen
und R gleiche oder verschiedene, einwertige Alkylgruppen bedeutet, gegebenenfalls im Gemisch mit einer Verbindung der Formel R2Si2(OCH3)4
worin R die oben dafiir angegebene Bedeutung hat, mit mindestens einer Verbindung der Formel R2R2SiH worin R die oben dafir angegebene
Bedeutung hat und R? die Methoxygruppe bedeutet oder die gleiche Bedeutung wie R hat, in Gegenwart von mindestens einer Verbindung
der Formel MOR worin R die oben daflir angegebene Bedeutung hat und M ein Alkalimetall bedeutet, und einer Verbindung der Formel HO ?
(R'R3SiO)x(R2<1>SiO)y ?nH worin R die oben daflir angegebene Bedeutung hat, R® gleiche oder verschiedene Alkenylgruppen bedeutet, x
innerhalb des Bereiches von 0,5-1,5, y innerhalb des Bereiches von 3-5 und n innerhalb des Bereiches von 500-2000 liegt, auf das zu schitzende
Substrat aufgebracht wird und unter inerter Atmosphare oder im Vakuum bei Temperaturen im Bereich von 700-1400°C umgesetzt wird.
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